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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Projekt odstojnika [S1TCh2E>PrO]

Przedmiot

Kierunek studiow Rok/Semestr
Technologia chemiczna/Chemical Technology 2/4

Studia w zakresie (specjalnosc) Profil studiow

- ogolnoakademicki
Poziom studiow Jezyk oferowanego przedmiotu
pierwszego stopnia angielski

Forma studiow Wymagalnosc¢
stacjonarne obieralny

Liczba godzin

Wyktad Laboratorium Inne
0 0 0
Cwiczenia Projekty/seminaria

0 15

Liczba punktéw ECTS

1,00

Koordynatorzy Wyktadowcy

dr hab. inz. Szymon Woziwodzki prof. PP
szymon.woziwodzki@put.poznan.pl

Wymagania wstepne

podstawy obliczen matematycznych, fizyki oraz chemii; zasady rysunku technicznego; umiejetnosc
postugiwania sie oprogramowaniem typu CAD; umiejetno$¢ postugiwania sie oprogramowaniem
kalkulacyjnym; umiejetnosci korzystania z serwisu moodle.put.poznan.pl; umiejetno$é tworzenia
dokumentacji elektronicznej; Student jest Swiadomy zalet i ograniczen pracy indywidualnej i grupowej przy
rozwigzywaniu probleméw o charakterze przemystowym i projektowym; student zna ograniczenia swojej
wiedzy i dostrzega konieczno$¢ jej pogtebiania.

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw procesowych oczyszczania cieczy. W szczegdélnosci student nabywa
umiejetnosci projektowania aparatu (na przyktadzie projektu odstojnika) z oprzyrzgdowaniem dobieranym
na podstawie aktualnie obowigzujgcych norm

Przedmiotowe efekty uczenia sie

Wiedza:
1. Zna podstawowe rodzaje odstojnikow K_W04
2. Zna podstawy prawne dotyczgce oczyszczania cieczy, K_ W07



3. Zna metody i zasady projektowania aparatury do oczyszczania cieczy, K_W16

Umiejetnosci:
1. Umie zaprojektowac odstojnik do rozdzielania ciektego uktadu niejednorodnego, K_U15
2. Umie rozwigzywac problemy obliczeniowe pojawiajgce sie w trakcie projektowania, K_U15

Kompetencje spoteczne:

1. Student ma swiadomos¢ i zrozumienie aspektéw praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i
umiejetnosci w zakresie projektowania aparatury oraz zwigzanej z tym odpowiedzialnosci, K_K02
2. Student jest Swiadomy zalet i ograniczen pracy grupowej, K_K03

Metody weryfikacji efektéw uczenia si¢ i kryteria oceny
Efekty uczenia sie przedstawione wyzej weryfikowane sg w nastepujgcy sposob:

Umiejetnosci nabyte w ramach zaje¢ projektowych weryfikowane sg w postaci obrony odbywajgcej sie
na ostatnich i przedostatnich zajeciach lub w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy eKursy. Ocena
koncowa jest sumg czgstkowych punktéw za dokumentacje (40pkt) i odowiedz ustng na zadane pytania
(60pkt). Prég zaliczeniowy wynosi 50pkt.

Tre$ci programowe
Zagadnienia zwigzane z projektowaniem odstojnika.

Tematyka zaje¢

podstawy budowy odstojnikdw; metody projektowania odstojnikow; obliczanie Srednicy odstojnika na
podstawie predkosci opadania czgstek; modele sedymentacji

Metody dydaktyczne

Prezentacja multimedialna, prezentacja ilustrowana przyktadami podawanymi na tablicy oraz
rozwigzywanie zadan podanych przez prowadzgcego

Literatura

Podstawowa:

1. J. Bandrowski, H. Merta, J. Zioto, Sedymentacja zawiesin: zasady i projektowanie, Wydawnictwo
Politechniki Slgskiej, Gliwice 2001.

2. T.A. Malinowskaja, I.A. Kobrinskij, O.S. Kirsanow, W.W. Rejnfart, Rozdzielanie zawiesin w
przemysle chemicznych, WNT, Warszawa 1986.

3. J. Warych, Aparatura chemiczna i procesowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 2004.

Uzupetniajgca:

1. A. Heim, B. Kochanski, K.W. Py¢, E. Rzyski, Projektowanie aparatury chemicznej i procesowe;,
Wydawnictwo Politechniki t.édzkiej, £t6dz 1993.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U.2001.62.627 z dnia 20
czerwca 2001 r.)

Bilans naktadu pracy przecietnego studenta

Godzin ECTS
taczny naktad pracy 25 1,00
Zajecia wymagajgce bezposredniego kontaktu z nauczycielem 15 0,50
Praca wtasna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajec 10 0,50
laboratoryjnych/éwiczen, przygotowanie do kolokwiow/egzaminu,
wykonanie projektu)




